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Abstract of DE3720702 

In a process for producing relief patterns to delimit keys or key fields in the form of tactile operating knobs 
on sheets, to improve the grip or similar, the pattern is produced by serigraphy. If necessary, overprinting 
may be carried out by multicolour printing. For preference, a UV serigraphic lacquer is used. In the case in 
which tactile operating knobs are produced in addition to top surface relief patterns, a single sheet can be 
printed on both sides. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Herstellen von Reliefmustern 

Ein Verfahren zum Herstellen von Reliefmustern, als Etn- 
grenzung auf Tasten oder Tastfeldern, als Blindenschrrft, zur 
Verbesserung der Griffigkeit oder dgL, kennzeichnet sich 
dadurch, daB das Muster im Siebdruckverfahren erzeugt 
wird. Im Bedarfsfall kann der Aufdruck als Mehrfachdruck 
erfolgen. Als Siebdruckiack findet bevorzugt ein UV-Lack 
Anwendung. 
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Patentanspruche ^VSSIlSS^D^ auf eine nach 

1. Verfahren zum Herstellen von ReUefmustern als dem W^Vorf^n mit ReUefmustern verse- 
Eingrenzung auf Tasten oder Tastfelderj a s Blin- hen^ ^^^L Querschnitt durch eine 
S3f^ V 5=M2^— 5 deftetreffenden^ten gemaB SchnittUnie IMI in 
(4) im Siebdruckverfahren erzeugtwird Fig. 1. natfirlicher GroBe gezeigte Tastatur 

2. Verfahren nach Anspruch , 1 dadurch gekenn- D em K J^J«~^ efhinderte, insbes. 
zeichnet,daB als Siebdruckverfahren das UV-Lack- jJ^^^Si sind jedoch die im Qbrigen 
Siebdruckverfahren angewandt wird to ^ P "S;°l^ bieen Taste „ 2 cUeser Tastatur nach dem 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch J^^J^gjSSSh S Relief-Streifenmu- 
kennzeichnet, daB das Muster (4) nt ' Mehrfach- beansp ruchten^ ve ^ 
druck mit zumindest teilweisem Aush&rtenlassen ster 4 ve ™°|" " ^ ^ T _ eine „ ihren Enden 
zwischen den einzelnen Druckvorgangen erzeugt ^^^S™^^^ 

wird. Wi^ ersichtiich besteht das Streifenmuster 4 aus emer 

4. Verfahren nach ^*Z£*3fi£E£ M 7h^M -^o^n' Tasten beispielsweise 11 - 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Muster narallelen streifen 8 aus transparentem 
(4VForm P aral.elerStrei^ ^SJ^S^Ai^loJ^^ 
Abstanden (10) aufgebracht wird ISdSn 8 sind etwas schmaler als die Streifen 8 selbst, 

maB zwischen etwa 1 und 2 mm, vorzugsweise von b^Jg^ 2 ersichtUcn , besitze n die Streifen 8 ein 
etwa 1,5 mm, aufgebracht werden. halbrundes ProFU, das mit einem entsprechend vis- 

Beschreibung . J- • ^^^B^tnn 

Die Erfindung betrifft ein Verfahrer, -m HersteHen ^^^S^^^^^S: 
von ReUefmustern gemaB Gattungsbegnff des An- ^^^" g de^Ske! vorgenommen werden wird 
spruchsl. _ n transDarente Siebdrucklack laBt die darunter be- 

Esistbekannt.FoUenzum Bekleben von T^ten.^ 30 ^^J^Kmg wie auch farbige Aufdrucke, zA 
feldern oder dergl. durch Pragung mit e.nem Rehefmu- ^j^^^gehfndert in Erscheinung treten. 
ster in Form einer Umrandung, AbteUung odei -dergl L zu ^^^^^a,,,^ 4 und dem f arbigen 
versehen. Derartige ReUefmuster sollen das Auffeden Zusfi^cnzu ae ^ ^ f Unmm 

bzw. genaue Treffen durch Zuhilfenahme des Tutsnuu AufdrucK « we ReUefmuster nach dem 

erleichtern. Indessen erfordert das Prigen verhaltnis- 35 J^Jj^** VfrfaSen hergestellt werden kann. In 

zeichnungsmerkmal des Anspruchs 1 gelost. Die Unter- %u verwenden. DarOber hinaus ist ein solcher 

ansprilche geben vorteilhafte Ausgestaltungsmoghch- ^^^Sttelbestandig. . . 

keitenan. , . Es vemeht sicb, daB auf die gleiche Weise wie das 

Die betreffenden Reliefmuster lassen s,ch ohne teure 45 & TJJJJ JShilderte Streifenmuster 4 auch Blin- 
Werkzeuge leicht und dauerhaft herstellen. Dabei kon- E^EEiSund dergL aufgebracht werden k6n- 
nen ganz normale Siebdrucktechniken Anwendung ; ftn- ^ hSchS des Tragermaterials kaum 
den. Dies ist umso mehr dort von Bedeutun& wo etwa ^XdchenBeschrankungen unterworfen ist 
Tasten, Tastfelder oder dergL ohnehinimSiebdrnck be- ^"n! so beispielsweise auch bei Schalthe- 

druckt werden sollen. Je nach Wunsch kann der ^erfin- so und dergL ergibt ein nach dem erfin- 

dungsgemaB aufgebrachte ££25!2 f Verfahren aufgibrachtes ReUefmuster 
oder farbig sein. Im ersteren Fail laBt das aufgetragene a ^^^!r Griffiekeit Be i Tastfeldern, die normaler- 
Reliefmusfer darunter befindliche Farbungen _oder £uf- ^gggJgS ^einander abgegrenzte Ta- 
drucke ungeschmSlert in Erschemung treten. Durch xnt- ^^g^wie dies etwa bei Taschenrechnern neu- 
sprechende Einstellung des Siebdrucklackes und/oder 55 *«£™3g Tanzutreffen ist, ergibt ein nach dem 
durch Mehrfachdruck laBt sich mit hoher Mam .eme •""JJ^SSfca Verfahren aufgebrachtes ReUefmu- 

auch zur ErsteUung von Blindenschriften geeignet. Von 
besonderem VorteU hat sich darQber hinaus das erfjn- eo 
dungsgemaBe Bedrucken von Computer- oder Schreib- 
maschinentasten mit einem eine mittlere Aussparung 
bUdenden Muster, z.B. Streifenmuster, erwiesen. Sodann 
k5nnen Handgriffe, Drehknopfe und dergL zur Verbes- 
serung ihrer Griffigkeit mit entsprechenden Rehefmu- 65 
stern bedruckt werdea _ 

Nachfolgend wird ein AusfQhrungsbeispiel des ertm- 
dungsgemaBen Verfahrens anhand der Zeichnung ge- 
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